
Vorwort
Der 9. Werkstoffkongress beschäftigt sich anlässlich des 
10-jährigen Bestehens von Nanonet Styria mit dem Thema 
„Nanotechnologie und Werkstoffe“. Der Materials Cluster, 
die Montanuniversität und Nanonet Styria sind Veranstalter 
des Werkstoffkongresses 2012. Die Steiermark und Nano-
net Styria zeichnet aus, dass schon sehr früh erkannt wur-
de, welches Potenzial, die Nanowissenschaften und -tech-
nologie eröffnen. 

Der beschrittene Weg des Zusammenwirkens von Unter-
nehmen, Forschung & Wissenschaft und öffentlicher Hand,  
haben die Steiermark zu einem Vorzeigebeispiel für Nano-
technologie in Österreich werden lassen. Durch systemati-
sche Abstimmung der Akteure konnten die maßgeblichen 
Investitionen in F&E getätigt werden, sodass innerhalb von 
nur 10 Jahren  der Durchbruch von der Grundlagenfor-
schung bis Anwendung in einigen Themenfeldern erreicht 
wurde.

Der Werkstoffkongress verfolgt das Ziel, Forschungser-
gebnisse und Entwicklungen durch Nanowissenschaft und 
-technologie für den Bereich Werkstoffe und Materialien 
kompakt darzustellen. Die Tagungsbeiträge konzentrieren 
sich auf die steirischen Themenfelder Nanopowder, Nano-
composites, Nanocoating, Nanogrowth und Optoelektro-
nik.  Durch die Mitwirkung der Nanonet Styria Netzwerk-
partner gelingt es, einen guten Einblick in die aktuellen  
„werkstofforientierten“ Zukunftsthemen durch Nanowissen-
schaft zu bekommen.  

Wie bereits in den Vorjahren strebt der Werkstoffkongress 
2011 an, sowohl Forschungswissen zu vermitteln, als auch 
die Umsetzung aufzuzeigen und richtet sich somit an For-
scherInnen und Vertreter der Wirtschaft gleichermaßen. 
Der Dialog zwischen ForscherInnen und AnwenderInnen 
soll neue Ideen und Lösungen basierend auf dem gewon-
nen Wissen schaffen und auch neue Perspektiven für Nano-
net Styria aufzeigen. 

B. Kriszt
Leoben, Dezember 2011

9. Werkstoffkongress
Werkstoffe, Nanotechnologie und Anwendung

28./29. März 2012
Impulszentrum für Werkstoffe
Roseggerstraße 12, 8700 Leoben
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1. Tag, Mi., 28. März 2012
08.30 Registration / Welcome Coffee

09.00 Begrüßung und Eröffnung
W. Eichelseder, M. Mühlburger - Montanuniversität 
Leoben; G. Holzschlag - SFG Steirische Wirt-
schaftsförderung

Toxikologie und Arbeitssicherheit

09.30 Umgang mit Nanotechnologie im öffentlich-
rechtlichen Bereich
R. Paumann - Lebensministerium

09.55 European Center of Nanotoxicology: Öster-
reichische Anlaufstelle zur Nanotoxikologie
F. Sinner, A. Falk - BioNanoNet ForschungsgmbH

10.20 Exposition gegenüber Nanopartikel am 
Arbeitsplatz
A. Eder - C-Polymers GmbH / Österreichische 
Staubbekämpfungsstelle

10.45 Kaffeepause

Electronic

11.15 Wachstum organischer Halbleiter-schichten 
und deren Anwendung
C. Simbrunner - Johannes Kepler Uni Linz

11.40 Modellierung molekularer Prozesse beim 
Wachstum organischer Schichten
P. Puschnig - Montanuniversität Leoben

12.05 Neuartige Materialien: Die Basis für opto-
elektronische Bauelemente von morgen
E. List - Technische Universität Graz / NanoTec-
Center Forschungsgesellschaft Weiz

12.30 Transporteigenschaften von Grenzflächen 
in elektrokeramischen Materialien
W. Preis - Montanuniversität Leoben
A. Bürgermeister - EPCOS OHG

12.55 Lunch

14.00 Rasterkraftmikroskopie gestützte  
Charakterisierung von Halbleiter- 
nanostrukturen
Ch. Teichert - Montanuniversität Leoben
Ch. Auer - EPCOS-OHG-TDK.EPC Corp.

14.25 All-printed touchless human-machine inter-
face based on only five functional materials
B. Stadlober, M. Zirkl - Institute of Surface Tech-
nologies and Photonics
A. Sawatdee - Acreo AB
M. Giousouff - Festo AG und Co. KG

Composites

14.50 Compoundieren von Nanofüllstoffen – Po-
tenziale und deren Umsetzbarkeit
St. Laske - Montanuniversität Leoben

15.15 Halogenfreie Flammhemmer: Neuentwick-
lungen für Polyolefinanwendungen
A. Höllebauer - Gabriel Chemie

15.40 Kaffeepause

16.10 Smart Consumables for Life Science and 
Diagnostics
W. Balika - Sony DADC

16.35 C-Nanotubes in Kunststoff Composites
K. Mauthner - C-Polymers GmbH

2. Tag, Do., 29. März 2012

Analytik

09.00 Nanostrukturierte Grenzflächen
Z. Zhang - Erich-Schmid-Institut, Akademie der 
Wissenschaften

09.25 New Trends in materials microscopy
F. Hofer - Technische Universität Graz / 
Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz
St. Scherer - Alicona Imaging

Coating

09.50 Natürlich vorkommende nanostrukturier-
te Schichten auf Schienen: Probleme und 
Lösungsansätze
C. Kammerhofer, A. Hohenwarter, R. Pippan - 
Erich-Schmid-Institut, Akademie der Wissen-
schaften; S. Scheriau, H.P. Brantner - voestalpi-
ne Schienen GmbH

10.15 Kaffeepause

10.45 Computerunterstütztes Design und experi-
mentelle Realisierung von  
Ti-Al-N-basierenden Hartstoffschichten
R. Rachbauer - Montanuniversität Leoben

11.10 PLD- und Hybridschichten
W. Waldhauser - Joanneum Research / 
Nano Surface Engineering Center
T. Müller - Rübig GmbH & Co KG

11.35 Selbstadaptive tribologische Schichten
R. Franz, Ch. Mitterer - Montanuniversität Le-
oben / Nano Surface Engineering Center

12.00 Lunch

13.00 Nanostrukturierte CVD-Beschichtungen
R. Pitonak - Boehlerit GmbH & Co KG

13.25 Structural and mechanical properties of 
ion beam deposited DLC coatings
M. Cekada - Jožef Stefan Institute

13.50 Niedertemperaturabscheidung von TiN 
mittels plasmaaktivierter MOCVD
P. Prevedel - Materials Center Leoben
Th. Müller - Rübig & Co KG

14.15 Optische funktionale Schichten
G. Maier - Materials Center Leoben
K. Michaelsend - Incoatec GmbH


